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摘要(译)

公开了一种具有注入通路的填塞器尖端和手术介入装置。该手术介入装
置包括限定内腔的套管，套管具有用于接纳注入流体的连接件。该装置
还包括填塞器组件，填塞器组件被配置成通过套管插入，以便限定套管
与填塞器组件之间的间隙空间。间隙空间与套管连接件流体连通以便传
送注入流体。填塞器组件包括填塞器轴和尖端构件，填塞器轴具有中空
内部，尖端构件位于填塞器轴的远侧端处。尖端构件被配置成通过组织
穿透和/或切开。尖端构件具有限定通道的外表面，通道与间隙空间流体
连通，以便将注入流体从尖端构件的近侧端传送至尖端构件的远侧端。
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